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Program

N o U kW NRF

Otazky a odpovédi 1

Uvod - Co vse je ve hie - Jordan
Ochranné znamky - Tihelka
Prumyslové vzory — Tihelka
Otazky a odpoveédi 2

Patenty a uzitné vzory — Jordan

Otazky a odpovédi 3




Co Cekat od specialisty na dusevni
vlastnictvi (IP)?

1. Provedeni procesem zajisténi patentl, ochrannych znamek a prumyslovych
vzoru

2. Provedeni resSersi v databazich (patentd, ochrannych znadmek, primyslovych
vzoryl) na ochranitelnost

3. Provedeni reSersi v databazich a analyz na nezdvadnost (neporusovani - FTO)

4. Nastaveni vztahl mezi zucastnénymi

5. ahlavneé rady, kdy vyse uvedené ma pro majitele skutecny smysl




Dusevni vlastnictvi (IP)—to hlavni

Patenty a uzitné vzory Ochranné znamky
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riklad produktu a jeho ochrany

Ochrannd znamka Priimyslovy vzor / design patent =  Patent
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1. An orthosis (10) for correcting head deformities, the orthosis (10) comprising a mesh layer (30),
wherein regions of varying stiffness in the mesh layer (30) are adapted to apply varying pressure to a
wearer's head, so as to restrict undesirable growth and allow desired growth to correct the deformities,
wherein the regions of varying stiffness comprises at least one region of increased flexibility, so as to
allow growth of a wearer's head in an area corresponding to the at least one region of increased
flexibility,

characterised in that :

the orthosis further comprises an outer layer (20) that defines the exterior shape of the orthosis (10),
wherein the mesh layer (30) is disposed within the outer layer (20);

the orthosis comprising at least one region which defines a void between the mesh layer (30) and the
outer layer (20), so as to accommodate growth in the wearer's head.
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Helping ideas enter the world




Vyuziti takto chranénych statku lze ostatnim
zakazat nebo lze udélovat licence
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/odpovedné rozhodovani ochrane [P

Napr.:
* odhad navyseni ziskl v pripadé, kdy bude produkt ochranén patentem
* mozné ztraty pri nutnosti zmeénit nazev produktu nebo spolecnosti

* uslé zisky, pokud stejnou inovaci produktu nebo jeho design vyuzije konkurence




Co vse je ve hre a na co se soustredit
(nejen) pri exportu?

PFi exportu je zvlast dulezité:

1. znalost prav konkurence (patenty, znamky,...) na daném trhu

2. vlastni prava spravné chranéna a registrovana v cilovych zemich

3. pozor na mistni zakony

4. ochrana vlastnich divérnych informaci

5. smlouvy s mistnimi partnery obsahuji klauzule o ochrané dusevniho vlastnictvi

Pomtize Audit dusevniho vlastnictvi (IP Scan)

1. Revize stavajiciho IP

2. Prilezitosti spojené s vasim IP a kdy se jaka ochrana vyplati

3. Rizika spojené s IP konkurence a sledovani databazi patentd, znamek,...
4. |P ve vztazich uvnitf i vné spolecnosti




Dotace:

https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/ip-scan

https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/dotace-na-sluzby-patentovych-zastupcu

INOVACNI VOUCHERY

- od 15. 9. 2022
- do 29. 2. 2024

- 75 % celkovych zpUsobilych
vydaju

- min. 50 000 K¢, max. 500 000 Kc

- 0d 22. 1.2024
- do 6. 12. 2024

+ 810 € IP SCAN (90 % z ndkladu)

- 1000 € ochranné zndmky/prum.
vzory (75 % z poplatku)

- nove podpora patentu pred EPO



https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/ip-scan
https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/dotace-na-sluzby-patentovych-zastupcu

Ochranné znamky Q

» Zapsane oznaceni %’
- Pomaha odlisit vyrobky a sluzby a jejich puvod

* Nemusi byt nové

 Zakladni platnost 10 let

- Naklady:
- Ceska republika - od 12 000 K¢
 Evropska unie - od 35 000 K¢
« Spojené staty - od 25 000 K¢




AL

Prumyslové vzory

» Ochrana designu vyrobku

* Musi byt novy

M} * Rozsah ochrany je dan pouze vyobrazenim a teritoriem
1? * Doba platnosti max. 25 let
< Néklady:

\U + Ceska republika - od 6 000 Kc
 Evropska unie - od 18 000 Kc
+ Spojené staty - od 35 000 K¢




Novost a individualni povaha

* Prumyslovy vzor musi byt novy a nesmi byt shodny s jiz existujicimi
vyrobky

* Preduverejnéni 12 mésicu

* Evropsky urad novost a individualni povahu nezkouma, cesky ano

RozSiteni ochrany

- 6 mésicl
ZveFejnéni Datum podani |

|
| | |
)

|
12 mésicu




Zakladem je reserse

Ochranne znamky:
- Ceska databaze (UPV)
> Mezinarodni databaze (TM View)

Pramyslové vzory
o Narodni databaze (UPV)

° Mezinarodni databaze (Design View)



https://upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview
https://upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-prumyslovych-vzoru.html
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview

(D% SME fund
SME fund - EUIPO

= Podminky
= Malé a stfedni podniky + OSVC (ICO)
= Sidlov EU

= Vouchery

= IP Scan - Primyslové-pravni audit - dotace 90 %
= Sleva na ochranné zndmy, prdmyslové vzory 75 % z poplatku

= Az 1810 EUR




Patenty a uzitné vzory
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ad patentu / uzitného vzoru

UZITNY VZOR

PRUMYSLOVEHO
VLASTNICTV]

(21) Cislo piihlédky:
(22) Piihlageno:
(47) Zapsano:

(73)

(72)

(74)

Majitel:
Ceské vysoké u¢eni technické v Pra:
Dejvice, CZ

Pivodee:

doc. RNDr. Vojtéch Petragek. CSc..
Cakovice, CZ

Ing. David Miklas. Praha 9. Libeii. C
Bc. Robin Fiser, Roznov pod Radho
Ing. Martin Hieben, Praha 6. Liboc.
Ing. Lukas Locker. Skuhrov nad Bél

Zastupce:
PatentEnter s.r.o.. Kolisté 1965/13a.
Cerna Pole

(54)

Nazev uzimého vzoru:
Adaptér a sestava filtracni mas

0

L.

spojeni s potapéci maskou (3) propojené nadechovym kanalem (6) adaptéru, vyznacujici se tim,

Adaptér a sestava filtraéni mask

Oblast techniky

Predklidané technické fedeni se
masce pro vytvofeni filtrafni m:
s takovym adaptérem.

Dosavadni stav techniky

Vsoucasném stavu techniky je :
uzivatele pied vdechnutim nebezp
a bakterie atd Vyhodné se jedna
vzduchu navic chrani oblicej. zejr
kapének. Takova maska tedy zaror

Pro situace, kdy neni dostatek
ochrannych pomiicek. je moZné

Fnitzobem ie nronoiit  Fasticorin

soucasti. Pfi vyhodném vyuZiti vsti
dostatetné pruzny a zirovei odolny

Bylo zjiténo, ze povrch bézné pot
hladké pro umoznéni spolehlivé de
sestavy filtraéni masky v infekénim

S vyhodou se wyuziva, Zze prvni

mechanismem zvolenym z mnoZi
uzplisobené pro zapadnuti do da
mechanismy uwmoziwji rychlé a sp
Zaroveil je tyto spojovaci mechanis
Vyhodné je &asticovy filtr zvolen
Zvlasté vyhodné je zvolen filtr typ
umoziwyici navic opakované pouzit

Objasnéni vykresi

NAROKY NA OCHRANU

byt wvnéjsi zavit na adap
vystupky. napfiklad podo
uchyceni takovych vystupl
mize byt jakikoliv spojka
viié1 adaptéru 1. obvvkle
srouboviton drazkou na ¢
v alternativnich provedenic

Piedmétem predkladaného
zahmuje potipéci masku :
varianta adaptéru 1 popsan
druhym koncem 5 piipev
vyveden vyvdechovy a nade
nadechovy kanaly masky .
spojenim.

Casticovym filtrem je vl
aP3 znadi vysokou filtrad
mand ITEDA fler ndivenost

Adaptér (1) pro upevnéni ¢asticoveho filtru (2) k potapéei masce (3), piicemz tento
adaptér (1) zahrnuje prvni konec (4) pro spojeni s ¢asticovym filtrem (2) a druhy konec (5) pro

z¢ prvni konec (4) je vuci druhému konci (5) naklonén pod uhlem alespon 25°.

40

45

50

55

LASULUVELY LU B pUlapeLL ias
s ¢asticovym filtrem a druhy kon
propojené nadechovym kandlem :
tihlem alespor 25°.

Vyhodné je prvni konec wiéi dn
tohoto tihlu zilezi zeyména na typu
masce, a piipadné take na konstrul

Vyhodnéji je tento uhel naklonéni

Prvni konec 1 druby konec adapté
Viiéi sobé otoceny, resp. naklonér
naklonéni oprofi stavu, kdy by
vzajemné zarovnané, takZe by vel
proudéni v druhém prichodu.
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50

obr. 7 je zobrazen boéni p

obr. 8 je znazomén pohled shora1
prvniho a druhého konce ac

Piiklady uskuteénéni technického ft
Technické fefeni bude v daldim det

Piedmétem predklidaného technic
k potapéci masce 3 uzptisobené prc
uzptisoben k vymezeni utésnénéh
maskou 3. Adaptér 1 je v zobrazen
diky které jsou snizeny naklady n
dosazeno dostateéné piesnosti pro s

45

NAROKY NA OCHRANU

1. Adapter (1) pro upevnéni asticového filtru (2) k potapéci masce (3). piicemz tento

adaptér (1) zahrnuyge prvni konec (4) pro spojeni s ¢asticovym filtrem (2) a druhy konec (5) pro
spojeni s potapéci maskou (3) propojené nadechovym kandlem (6) adaptéru, vyznaéujici se tim,
Ze prvni konec (4) je wiiéi druhému koncei (5) naklonén pod dhlem alespon 25°.

2. Adaptér (1) podle kteréhokoliv z pfedchazejicich narokd. vvznacujici se tim. ze druhy
konec (5) zahrnuje obvodovou sténu opatienou odsazenim (8) pro tésnici krouzek.

3. Adaptér (1) podle kteréhokoliv z piedchazejicich narokti. vyznaéujici se tim, ze druhy
konec (5) adaptéru (1) zahmuje alespon jednu dosedaci plochu (7) pro vydechovy kanal masky
uzptisobenon pro utésnéni vydechového kanilu masky.




Podminky udéleni patentu
(obdobné u uzitneho vzoru)

Nnovost

) ) Vynalez je vysledkem vynalezecké Cinnosti, jestlize
vynalezecky krok pro odbornika nevyplyva zfejmym zplisobem ze stavu techniky

prumyslova vyuzitelnost




Rozsah ochrany patentu

k poruseni patentu dojde tehdy, zahrnuje-li dané reseni
vsechny znaky alespon jednoho nezavislého patentového
naroku




Patenty

Max. doba platnosti 20 let od pfihlaseni

Nutno podat drive nez dojde ke zverejnéni
Vztahuje se na produkty, odpovidajici tzv. patentovym narokim

Vynalez musi byt
° novy
> vysledkem vynalezecké Cinnosti
> primyslové vyuZitelny

Patentovat lze Patentovat nelze
> nové vyrobky a technologie ° objevy
> chemicky vyrobené latky > veédeckeé teorie
o |éciva ° programy pro pocitace (jako takové)
> pramyslové produkcni mikroorganismy > nové odridy rostlin a plemena zvifat

> biotechnologické postupy a produkty ziskané jejich pomoci > zpUsoby léenti lidi a zvitat

enter the world



Uzitneé vzory

Max. doba platnosti je 10 let

Nutno podat do 6 mésicu od zverejnéni. Pozor ale, pokud by se uvazovalo o pokrac¢ovani s
patentovou ochranou do zahranici — pak ke zverejnéni pred podanim prihlasky dojit nemuze.

Vztahuje se na produkty, odpovidajici tzv. narokiim na ochranu
Rizeni je jednodussi, rychleji a méné nakladné — registraéni princip (nedéla se rederse)

Z ochrany jsou vylouceny vsechny zpUsoby vyroby nebo pracovni ¢innosti a biologické
reproduktivni materialy

Existuji pouze v nékterych statech

nter the world



Priklady patentovanych
reseni

.[ | PatentEnter

Helping ideas enter the world



Technickeé hledisko

Patenty a uzitné vzory —obecna ...

= Existuji technické alternativy k tomuto fefeni?

\V4 /
O p O rl I < ‘ I l | » Jak dlouha je odhadovana Zivotnost technického Feseni?

» Jak nakladny bude wyvaj tohoto Feseni?

Vyrebni hledisko

Jakou variantu nebo cast produktu vybrat k ochrané?

= Jak nakladna bude wyroba tohoto Feseni?
Ma pro mé prihlaseni patentu smysl? Prehled aspektl ke zvazeni: - e eobs sajisins uresicn sear
(https://www.patententer.com/cs/kdy-patentovat-a-kdy-ne/ )  erimysiovs pravni hiedisko

= Meni feSeni v kolizi s patenty ostatnich? Nepotfebujeme/nemame licenci?

Kdy mam podat?

* |e fegeni nové?
Kde Si ma/m Chrénit? (ViZ da,le) + Jaka je Groven vynalezecké finnosti?

» Jak Sirokého rozsahu ochrany je moZné dosahnout?
Jaké budou naklady?

=+ Jaka je Sance, Ze samotnad existence patentu odradi konkurenci?

» Dojde zvefejnénim patentu k wvyzrazeni know-how, které by jinak bylo moZné uchovat

Jaké typy resersi se u patentl provadi? v efnost?
= Jak dobra je schopnost zjistit, Ze patent nékdao porusi?

Obchodni hledisko

= Jak velky trh pro toto feSeni existuje?

« Jak vysoké zisky miZe FeSeni generovat?

= Jak velkd je moZnost, Ze na toto feSeni budou udélovany licence? Jak vysoké zisky z nich

lze otekavat?



https://www.patententer.com/cs/kdy-patentovat-a-kdy-ne/

e \VV /

Expanze do zahranici

Kde jsou vyrobci a kde jsou hlavni trhy? (chytre promyslet)

Jak bude uvazovat konkurence?
Je to reseni pro vSechny trhy?
Jaké prodeje odhaduje mistni obchodni zastupce?

Jak asi bude trh vypadat za 5, 10, 15 nebo 20 let?

Pozor na mistni odlisSna pravidla..

Jaka je cena za patent? Jak velky trh si kupuji?

(Patenty se primérné udrzuji v platnosti asi 12 let)

nter the world



Patentova ochrana v zahranici

Foot support for a patient support
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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Informace dostupné z online
patentovych databazi — detailni

* pramyslové pravni nezavadnost (patentova Cistota, Freedom To Operate) A
* informace o stavu techniky a patentovatelnosti reseni ‘

* konkrétni reseni konkrétnich problém

* moznost zrusit problematicky patent / vymazat uzitny vzor

* monitoring stavu patentu a patentovych rodin na rlznych trzich o

Key inventors




Informace dostupné z online
patentovych databazi — prehledove

* trendy v urcitych oborech nebo u konkrétnich technologii

* vyvojoveé aktivity konkurence, kdo s kym spolupracuje e
* nalezeni partnerd pro spolupraci a obchodnich pfilezitosti :ﬁ:
* nalezeni expertl v urcitych oblastech ;':.
* PatentWatch — pravidelné sledovani novinek u konkurence ¢i v urcitych oblastech

* informace z patentu ziskavaji dalsi rozmér v kombinaci s informacemi z védeckych ¢lankd, Q

grantl a vyvojovych projektd, klinickych zkousek, vysokoskolskych praci, informacemi o T
investicich, startupech €i z korporatnich informaci (vyrocni zpravy)

Players dependency by
citations




Verejne dostupnée databaze

Narodni:

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.pta.frm (UPV)

Zahranicni:

https://worldwide.espacenet.com/

https://patents.google.com/

https://patentscope.wipo.int/search/en/

http://www.freepatentsonline.com/

https://app.patentinspiration.com/

https://search.projectpq.ai/

https://www.lens.org/



https://patents.google.com/
https://patentscope.wipo.int/search/en/
http://www.freepatentsonline.com/
https://app.patentinspiration.com/
https://search.projectpq.ai/
https://www.lens.org/

Kdyz se v R&D zadné patentové
informace nevyuzivaji

Zakaznik
Vedeni
Pe)
R&D 2 o%;
Obchod 4
Servis
Konference ) . _— @
Vystavy Informace Koncepce nového Navrh a vyvoj .2
Clanky —_— o feseni A Uvadéninatrh

Konkurence



Typické vyuziti pat. informaci v R&D

Zakaznik Pozadavek na . , Vymahani
Vedeni novy produkt IP oddéleni Prav z IP
giDh q > Reserse na stav techniky a Zajisténi primysloveé pravni ochrany >
¢ . ° patentovou Cistotu
Servis . -
- 31 =
A A z = Ais| g
N ‘6; O E 35 w B > v _ . v ré
) K= $ o sscl g3 e s Zverejnéni
. n O <
s | 2 % ctoel el | —>
> ] 28 o c o =2 g S) c
-_ [o] - O wm o > c
£ ES T3 Ng ol == =] S
) v N
Konf g <ol £51 5] S
onference v 2 | E°vEvsy
a
VVStavy Ve 7 ’ . Ve & = \
Elanky Informace Koncevpcve n,oveho Navrh a vyvoj Vyh'oq'n(lacenl IP, .
reseni uvadéni na trh
Konkurence =2

PatentWatch R&D Projektovy tym

.[ | PatentEnter

Helping ideas enter the world




Moznosti u konfliktniho patentu

Patentové
cisté reseni

porusujici ) ]
patent Porusovany
/Zakoupem’ licence patent




Vice o patentech a uzitnych vzorech

Kanal PatentEnter na Youtube
Informace k rznym Zivotnim situacim v oblasti patentU:
(ziskani patentu, porusovani, ceny, smlouvy, prevody, licence, SW, zahranici,...)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb9leY9pVs6pX2wlJixc7YXKc1GjoF1HL



https://www.youtube.com/playlist?list=PLsb9IeY9pVs6pX2wJixc7YXKc1GjoF1HL

V eV 7/

To nejdulezitéjsi k interni kontrole

Soulad obchodnich cild s primyslové pravni strategii

Uchopeni prav — vztahy se zameéstnanci, dodavateli, partnery,..
Komunikace o vlastnich pravech

Prehled o konkurencnich aktivitach a informace pro vyvoj
Evidence vlastnich prav i rizik plynoucich z prav konkurence
Vyuzijte IP Scan a dalsi aktualni dotace, vice info na:
https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/ip-scan

https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/dotace-na-sluzby-
patentovych-zastupcu



https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/ip-scan
https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/dotace-na-sluzby-patentovych-zastupcu
https://patententer.com/sluzby/patenty-a-uzitne-vzory/dotace-na-sluzby-patentovych-zastupcu

Dekujeme za pozornost

RADEK TIHELKA

-l Specialista na ochranu
znacky a designu

MICHAL JORDAN |

Spoluzakladatel
Patentovy zastupce

michal.jordan@patententer.cz radek.tihelka@patententer.cz

+420 733 788 639 ’ ‘ +420 736 661 176
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